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离子分子束源的浓度调制光谱研究  
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摘要  建立了一套交流放电产生离子分子束源的装置，以N2为例，束流中N＋
2的发射谱强度远大于N2的发射谱

强度，N+
2(B)/N2(C)高达6∶1。根据其发射谱，对交流放电过程和浓度调制光谱进行了测量研究，并计算了离

子分子激发态振动温度和转动温度，分别为3 310和282 K。  
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